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2017 “ARo de! Centenario de Iz Promulgacion de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicancs”.

Toluca, México a 25 de enero de 2017
CIUDADANQ i
JOSE ARMANDO RUIZ RAMIREZ _
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA
INGENIERIA AMBIENTAL INTEGRAL S.A. DE C.V.
Carretera Isidro Fabela Km. 7, Paraje de Isidro Fabela, Comunidad el Cerrillo,
Lerma, Eslado de México
PRESENTE

En atencion al escrito y anexos recibidos en esta Delegacion Federal ef 21 de sepuembre de 20185,
mediante el cual la empresa denominada INGENIERIA AMBIENTAL INTEGRAL S.A. DE C.V. através
de su Representente Legai, el C. José Armendo Ruiz Ramirez, sclicita la modificacién de |z
Autorizacion de Centro de Acopio de Residucs Peligrosos, por aumentc en lg capacidad; v,

RESULTANDO

1. Que con fecha 21 de septiembre de 2018, la empresa denominada INGENIER[A AMBIENTAL
INTEGRAL S.A DE C.V,, a través de su Representante Legal, el C. José Armando Ruiz Ramirez,
solicita la modificacién de la Autorizacion de Centro de Acopio de Residuos Peligroses, por aumento
en |la capacidad, registrado con & nimero de Bitdcora 15/H2-0885/08/16; v,

RESULTANDO

1. Que con fecha 25 de naviembre de 2008, esta Delegacion Federal, emitié ia Autorizacién No. 15-
i1-42-08 mediante Oficic No. DFMARNAT/2894/2008;, a favor de INGENIERIA AMBIENTAL
INTEGRAL 5.A. DE C.V,, con una vigencia de diez afios. ,

2. Que con fecha 14 de febrero de 2014, esta Delegacidn Federal, emitid la modificacion a la
Autorizacion de Centro de Acopio de Residuos Peligrosos No. 15-11-42-08, mediante oficic No.
DFMARNAT/0635/2014 a favor de la empresa denominada INGENIERIA AMBIENTAL INTEGRAL
S.A DECV.

3. Que con fecha 21 de septiembrée de 2016, la empresa denominada INGENIERIA AMBIENTAL
INTEGRAL S A DE C.V,, a través de su Representante Legal, el C. José Armando Ruiz Ramirez,
solicitd en esia Delegacion Federal, la modificacién a ia Autorizacion de Centro de Acopio de
Residucs Peligrosos, registrado con ef nimero de Bitdcora 15/H2-0885/09/16.

4. Que con fecha 27 de octbre de 2016, esta Secretaria emitis el oficio No. DFMARNAT/8610/2018,
mediante e cual se solicita informacion y documentacién a la empresa denominada INGENIERIA
AMBIENTAL INTEGRAL S.A. DEC.V.

Ciue &t 05 de enero de 2017, fue notificade legalmente el oficio No. DFMARNAT/E510/2016, dal 27
de octubre de 20186, ,

Qe el pericde para presentar la informacién y docurmnentacion complementaria transcurrié del 06
al 12 de enerc de 2017.

Que el 10 de enerc de 2017, la empresa denominada !NGENIER%A AMBIENTAL INTEGRAL S

i DE C.V., através de su Representante Legai, ingrest en esta Deiegacion Federal, Iz | 'norrnauon

ry documentacién requerida mediante oficio No. GFMARNAT/6610/2018, del 27 de octubre de 2016;

¥
b CONSIDERANDO

Con fundamentc en los articulos 8° de la Constitucion Poiltica de los Estados Unidos Mexicanos;
29 ffraccion |, 26 v 32 BIS v quinto transitorio de la Ley Orgénica de ia Administracidn Pubiica Federal,
7 fraccidn X1, 50 fraccidn 1, 80, 81 de la Ley General para la Prevencion y Gestion Integrai de los
Residucs; 3° 8° 13, 14, 35. 44, 57 Fraccién i y 59 de la Ley Federal de Procedimientc
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Administrativo; Articulos 2 fraccién V, 48, 49 fraccidn |, 50, 55 fraccién |, 58 fraccién i, 68, 82 y 84
del Regiamento de la Ley Generzi para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos; 1° 2°
Fraccién XXX, 38, 39 y 40 fraccidn 1X, inciso g, del Reglamenio Interior de la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales; Esta Delegacion Federal es competente, para conocer v dar
respuesta a la peticion formulada por el establecimiento al rubre citade.

Que para obtener la modificacién de ia Autorizacién referida, la empresa denominada INGENIERIA
AMBIENTAL INTEGRAL S.A. DE C.V,, a través de su Representante Legal, el C. José Armando
‘Ruiz Ramirez, ingresd la siguiente documentacion:
o Solicitud de Modificacién a la Autorizacién de Centro de Acopio de Residuos Peligresos
requisitada.
s Qriginal del Page de derechos por un monto de $1,208.C0 (MiL NOVECIENTOS OCHO
PESOS 00/100 M.NJ.
s Copiz del instrumenio notarial, en el cual se acredila lz denominacién social de
INGENIFRIA AMBIENTAL INTEGRAL S.A. DEC.V.

Que asta Deiegacién Federzl, anzlizd y evalud la documeniacion presentada, por lo gue en usc de sus

ziribuciones;
RESUELVE

PRIMERQ - Tener por atendidala solicitud.de *Modificacion a los Registros y Autorizaciones en Materia
de Residuos Peligrosos”, para la Modificacién a la Autorizacidén de Centro de Acopio de Rasiduos
Peligrosos Ne. 15-11-42-08, per aumento en la capacidad de acopio.

SEGUNDOC.- Con base en los supuestos establecidos en los precepics invocados la modificacion se
considera FROCEDENTE, por lo que |la Autorizacién de Cenire de Accpip de Residuos Peligrosos No.
15-11-42-08, gueda de |la siguiente manera;

CONDICIONANTES

Condicionante 01.- Lz Autorizacién se otorga con una vigengia de diez aflos a partir de la fecha de
emisién de la misma vy podra ser prorogada a solicitud expresa del interesado, en el Ulitime aho de su
vigencia y hasta cuarenta y cinco dias habiles previos a su vencimiento, junto con el oficic emitide por
la PROFEPA en la que acredite ¢l cabal cumplimiento de los términos y condicionanies de la
Autorizacion. '

Condicicnante 03.- La empresa denominada INGENIERIA AMBIENTAL INTEGRAL SA. DECV, 2
iravés de su representante Legal, en caso de solicitar una actuaiizacién a su auterizacién, debera
informar 'y presentar copia simple a estz Dependencia, si cuentz con algdn procedimiento
administrativo, instaurado por la Procuraduria Federal de Proteccidn al Ambiente (PROFEPA). .

Condicionante 10.- Rezlizar y entregar a esta Secretaria deniro del periodo comprendide entre el 01

' . de marze al 30 de junio de cada afio, la Cedula de Operacion Anual (COA) sobre los residucs peligrosos

que hubiese transporiade del 1 de enero al 31 de diciembre del afic inmediato anierior, de conformidad

.con o establecido en los articuios 72 y 73 del Regiamento de la Ley Generai para la Prevencion y

Zestiér Integral de los Residuocs, dicha Cédula debera ser entregada en el formatc y de acuerdo a ias

,-"d‘xﬁposiciones legaies gue para tal efecto establezca esta Secretaria.

‘-Co'ndicioﬂante 15.- £l Centro de Acopio de Residuos Peligrosos No. 15-11-42-08, se autoriza para

realizar iz prestacion de servicios a terceros para el acopio de residuos peligrosos relacionados con:
Cuias electroliticas gastadas de la reduccidn primaria de aluminio; licor gastado generado por las
operaciones de acabado de! acero en instalaciones perienecientes 2 la mdustria del hierro v dei acero;
lodos v polvas del equipe de control de emisiones de fundicién y afinado en la produccién secundaria
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de piomo; solucion gastada proveniente de |z lixiviacion acida de los lodos/polvos del equipo de conirot
de emisiones en la fundicion 'secundaria de plomo; residuos gue no se reintegren al procesc de ia
produccion de cogue v que no puedan ser reutilizados; carbon agotado del tratamiento de aguas
residuales gue contienen explosivos, lodos del tratamiente de aguas residuales en la fabricacidn,
fcrmulacién v cargza de los compuestos iniciadores base plomo; residucs de agua rosa-roja y de aaidos
gastados de la manufactura de tnt; catalizadores gastados de!l proceso de "hidrocracking” catalifico de
residuazies. en Ia refinacion de petrdleo; lodos de la separacion primaria de aceite/agua/isolidos de ia
refinacién del petréleo; cuaiquier lodo generado por separacién gravitacion de aceite/agua/solidos
durante el aimacenamiento o tratamiento de aguas residuales de procesc y aguas residuales aceiiosas
de enfriamiento de refinerias de petréleo, tales lodos incluyen, pero no s& limitan, & aguellos generades
en separadores de aceite/agua/solides, tanques y lagunas de caplacion, zanjas y otros dispositives de
trangporte de agua pluvial, lodos generados de aguas de enfriamiento sin contacto, de un solo paso,
segragadas para tratamiento de otros procesos o aguas de enfriamiente aceifosas y lodos generados
en unidades de tratemientc biclogicos; iedes de separacién secundaria (emulsificados) de
aceite/agualsolidos; cuaiquier lodo y/c nata generado en la& separacion fisica yo guimica de
aceite/agualsolidos de aguas residuales de procesn y aguas residuales acejfosas de enfriamiento de
las refinerias de peirdleo, tzles residuos incluyen, perc no se #mitan a, tedos los lodos y natas
gensradas en : unidades de flotacion de aire inducida, tanques y lagunas de captacion v todos los lodos
generados en unidades daf (flotacién con aire disuelto); lodes generados de aguas de enfriamiento sin
contacto, de un soio pasc, segregadas para tratamiento de otros procesos o aguas de enfriamiento
aceitosas, lodos v natas generados en unidades de tratamiento bildgicos; lodos del separador api y
carcamos en la refinacion de petréleoy almacenamiento de productos derivados; lodos de ios tangues
de =zimacenamiento de hidrocarburos; iodos de Iz limpieza de los haces de tubos de los
intercambiadores de calor, ledo hidrocarburo; natas del sistema de flotacién con aire disuelio (daf) en
la refinacién de peirdleo vy aimaeenamiento de producios derivados; solidos de amulsion de aceiles de
baja caiidad en ia industiia de refinacion de petrdlec; fondos de la etapa de destilacion en la produccion
de acetaidehido via oxidacion de etileno; cortes laterales de la etapa de destilacion en ia preduccion de
acetaldehido via oxidacion dz etileno; residuos de proeesaes, incluyendo pero ne limitade 2 residuos de
destilacion, fondos pesados, breas y residucs de iz limpieza de reactores de |z produccién de
hidrocerburos alifaliticos por procesoes de canalizacién de radicales libres que tienen cadenas de hasta
5 (cinco) carbones con diversas cantidades y pesiciones de sustitucién de cloro; residucs de pigmentos
base crome y base plemo; lodos de las plantas de tratamienic de aguas residuales en fa produccian de
carbonatos, herbicidas cleorados, plaguicidas Grgane-halogenados, drganos-arsenicaigs, Organc-
metdlicos v érganc-fosforados; lodes sedimentados y soluciones gastadas generades en l0s procesos
de preservacion de la madera; carbén activado gastado en la produccién de farmaceuticos veterinarios
de compuestos con arsenico y drgano-arsenicales; residuos de breas de la destilacion de compussics
2 base de anilina en la produccitn de productes veterinarios de compuestos de arsénice y organo-
arsenicales; guimices fitros de las casas de bolsas en la produccién de éxido de antimonio, incluyendo
los filiros en la produccién de productos intermedios (antimorio metalico y oxido de antimonio crudo);
escorias de la produccion de éxido de antimonio, incluyendo aqueiias de ios productos intermedios
{antimonio metalico y oxido de antimonio crudo); lodos de la puiificacion de salmuera, donde |
salmuera purificada separada no se utiliza, en la produccién de cloro (proceso de celdas de mercun o)

lodos del tratamiento de aguas residuales en la produccién de cloro (proceso de celdas de mercurio);
rosxdjos de hidrocarburos clorados de la etapa de purificacién en la produccion de cloro (proceso de
celdas de diafragma usando dnodos de grafito); lodos del iratamiento de aguas residuales de la
produccion de pigmentos naranja y amarilio de cromo; lodos de!l fratamiénto de aguas residuaies de la
produccion de pigmentos verdes de cromo; lodos de! tratamiento de aguas residuales de ia produccién
de pigmentos verdes de 6xido de como (anhidros e hidratados); residuocs del horne de 1z produccion de
pigmentos verdes de 6xido de cromo; lodos de tratamiento de aguas residuales de fa produccion de
pigmentos azules de hierro; lodos del tratamiento de aguas residuales de la produccion de pigmentos
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7 aguas de reaccion (subproducto} de lz columna de secado en la produccion de toluendiamina via
shidrogenacién de dinitrotoluene; fondos ligeros liquidos condensados de la etapa de purificacion de Ia
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naranja de molibdato; lodos del tratamiento de aguas residuales de fa produccién de plg’nentos
amarilios de zinc; residucs de la manufactura y del almacenamiento en la planta de clorurc férrico
derivado de acidos formados durante la produccion de biéxido de titanio mediante e! proceso clorure-
iimenita; iodos de las descargas de aguas residuales en la produccién de acrilonitrilo; fondos de la
columna de acetonitrilo. en la produccién de acrilonitrilo; fondos de i@ columna de purificacion de
acetonitrilo en la produccion de acrilenitrilo; domos ligeros de ta destilacion inicial en la produccicn de
anhidrido ftélico & partir de naftaleno; fondos de la destilacion final en la produccion de anhidride fidlico
& partir de naftaleno; domos tigeros de Ia destilacion inicial en la produccion de anhidrido ftalice a partir
de orte-xilene; fondos de ia destilacion final en la produccidn de anhidrido ftalico a partir de orto-xileno:
fondos de [a destilacién en la produccion de anilina; residuos de proceso de extraccién de aniling;
residuos del proceso de extraccion de aniina; residwos provenientes de! lavade de gases; de
condensacién, de depuracién v separacién en la produccion de carbamatos y carbomil oximas:
materiaies organicos del tratamiento de residuos de tiocarbamato en la produccion de carbamatos v
carbomii oximas; polvos de casas de bolsas y solidos de filtrados/separacion de la produccion ds
carbamatos y carbomil oximas; residuos -orgédnicos: (incluyendo fondos pesados, estancades, fondos
ligeres, sclventes gastados, residuos de lz filtracién v la decantacidn) de la produccion de carbamaios
y carbomil oximas; solidos de la purificacion (incluyendo sclides de filtracidn. evaporacién y
centrifugacion), polvos de casas de bolsas y de barrido de pises en la produccion de Acidos de
tiocarbonatos y sus sales en la produccién de carbamatos y carbomil oximas; fondos de la columna de
destitacién o fraccionamiento en la produccnon de clorobencesios; corrientes separadas del agua de
reactor de lavado de clorobencenos; fondos de |z etapa de destilacion en la produccion de clorure de
bencilo; fondos de ia columna de fraccionamiento en ia produccion de cloruro de etilo; fendos pesados
de la destilacién de cloruro de vinile en la produccidn de monémero de cloruro de vinile: lodos del
tratamienic de aguas residuales-de Ia produccién de dicloruro de etilenc o de monamero de cloruro de
vinilo; lodos del tratamiento de aguas residuaies de la produccidén de mondmero de clorure de vinilo en
iz que se utllice cleruro de mercurio como catalizador en un proceso base acetileno; residuos del lavador
de gases de venteo del reactor en la produccion de di bromuro de etileno via brornacion del stileno;
solidos adsorbentes gastados de la etapa de purificacién del dibromuro de etileno obtenido a pariir de
lz bromacion del etileno; fondos de la etapa de purificacion del dibromuro de etileno obtenide & partir
de la bromacion del etileno; condensados crganicos de la columna de ; recuperacion de solventes en la
produccién de diisocianato de tolueno via fosgenacion de ia toluendiamina; residuos de cenfrifugacion
v destiiacién en la produccién de diisocianato de tolueno via fosgenacion de |2 toluendiamine; fondos
de la torre de separacion de productos en la produccién de 1,1-dimetil hidracina & pariir de hidracinas
de &cide carboxilico; cabezas condensadas de la columna de separacion de producios vy gases
condensados del ventec del reactor en fa produccion de 1,1-dimetil hidracina a partir ¢e hidracinas de
acido carboxilico,; cartuchos de los fiitros agotadoes de la purificacién de Iz 1, 1-dimetil hidracina obtenidz
a partir de hidracinas de acido carboxilico; cabezas condensadas de la columna de separacion ds
infermedios en la preduccion-de 1,1-dimelil hidracina a partir de hidracinas de 4cido carboxilico:
residuos provenientes de! lavado de dinitrotolueno obtenido a partir de la nitracion de folueno; fondos
pesados de la columna de purificacion de la epiclorhidring; fondos ‘pesados (brea) de la stapa en la
produccién de fenol/acetona a partir del cumeno; residuo de catalizader agotade de antimonic en
solucién acuosa en ia produccion de fiourometanos; celas de las descargas en la produccién de metit
eti! piridinas; corrientes combinadas de aguas residuales en la produccion de nitrobencenc/anilina;
fondos de la destilacion en la produccion de nitrobenceno mediante la nitracidn del bencenc; fondes
fesados ¢ productos residuales de |a etapa de destilacidon en la produccién de tetracloururo de carbene;

Le!uandiamma obtenida a iravés, de la hidrogenacion de dinitrotolueno; vecinales de la etapa de
purificacion de la toluendiamina obtenida a través de la hidrogenacién de dinitrotolueno; fondes pesados

" dé iz etapa de purfficacién de la toluendiamina obtenida a través de la hidrogenacion de dinitrotoiueno;
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fondos de la destilacion en la produccicn de alfa-(o metil-)eloro toluenos, cloro toiuenos con radicales
ciclicos cioruros de benzolio v mezclas de estos grupos funcionales, {este residuo no incluye fondos de
la destilacion de cloruro de bencilo); lodos del tratamiento de aguas residualies, excluyendo lodos de
neutralizacion y bioldgicos generados en el fratamiento de aguas residuales en la produccion de
toluenos clorados; residuos organicos, incluyendo carbon adsorbente gastado, del cloro gaseoso
gastado y del proceso de recuperacion de 4cidos hidrocidricos asociade con la produccién de alfa- (o
metil-) cloro toluenos, cloro con toluenos con radicaies ciclicos, cloruros de benzoilo vy mezclas de estos
grupos funcionales; catalizadores gastados del reactor de hidrocloracion en la produccion de 1,1,1-
tricloetano; fondes de la etapa de destilacion en ia produccién de 1,1,1-tricioroetanc: fondos pesados
de la columna de destiiacion de productos pesados en la produccién de 1,1, 1-triciorostzno: residucs
del lavador con vapor de producto en la produccién de 1,1,1-tricloroetans; fondos o residucs pesados
de las torres en el proceso de produccidn de triciorostileno; residuos de manejo de la fibra de asbestc
puro, incluyendo polvo, fibras y productos facilmente desmenuzables con ia presién de fa mano (fodos
ios residuos que contengan asbesto el cual no &ste sumergido o fijo en un aglutinante natural ¢ arii ificial);
fodas las bolsas. que hayan tenido contacto con ia fibra de asbesto, asi como materiales filtrantas
proveniantes de los equipcs de centrol como son: los filtros, mangas, resp:radores perscnales v oires,
gue no hayan recibido- un {ratamiento para atrapar la fibra en un aglutmante naturat o arificial; todos ios
residuos provenienies de los procesoes de manufactura cuya materia prima sea el asbesto v la fibra se |
encuentre en forma libre, polvo ¢ facilments desmenuzabie con la prasidn de la maro: lodos de
tratamiento de aguas residuzles de apagadce de ias operacionss de tratamienio térmico de metales
donde los cianures son usados en los procesos; lodos de ftratamienio de aguas residuaies de
operaciones de galvanopiastia, anodizacién de aluminio en dcido sulfirico, estafiado en acero ai
carbon, zincado de acero al carbén, depositacion. de aluminio o zinc-aluminio en acerc al carbdn,
limpleza ascciada con estafiado, zincado ¢ aluminio en acero al carbdn, grabado guimico y acabade
de aluminio depositado en acero al carbdn; lodos de los bafios de ancdizacion del aluminio y lodos de
iratamienio de aguas residuales del revestimiento de aluminio por conversion quimica; residuos de los
bafios en operacionas de galvanoplastia donde los cianuros scn usados en los processs: soilciones
gastadas de baifios de cianuro de ias operaciones de galvanoplastia; soluciones gastadas de los bafios
de limpieza v en operaciones de galvanoplastia donde los cianuros son usados en los procesos:
residuos de los bafios de aceite en las operaciones de tratamiento térmico de metales; soluciones
gastadas de cianuros de la limpieza de tangues de bafios de sal en las operaciones de tratamiento
termico de meiales; residuos generades en fa produccién de tri- tetra- o pentaciorofenal; residuos de
lelra-penta hexaclorobencenc provenientes de su use como reactante, producio iniermadic o
componente de una formulacién, baje condiciones alcalinas; residucs de aguas residuales v carbdn
gastado de la purificacidn de cloruro de hidrogeno, de la produccion de materizles en equipcs
previamente usados en la manufacturz (como reactivo, producto quimice intermedio o componente en
un proceso de formulacién) de tri- y tetraclorofenoles, desechos de equipos utilizados en la preduccion
o uso de hexaclorofenc a partir del 2,4, 5-triclorofenc! altamente purificado; fondes ligeros condensados,
filtros gastados y filtros de ayuda y residuos de desecante gastado de la produccién de cierios
hidrocarburos afifaticos clorados a través de los procesos cataliticos de radicales libres, hidrocarburos
alifaticos clorados son aquellos con cadenas de uno hasta cinco carbones y que contienen clore en
cantidades y sustituciones variadas; residuos de la produccién de materiales en equipos provenientes
usados en ia produccidn o manufactura de tetra- penta- o hexaclorobencenos (como reactivos, producte
qul"uco intermedio o componente en un proceso de formulacién} bajo condicicnes alcalinas, aguas
“residuales y carbdén gastado de la purificacion de cloruro de hidrogeno; residuzles de proceso,
fprmulaciones gastadas de procesos de preservacion de la madera en plantas que utilizan actualmente
o havan utilizado fermulaciones de clorofenol; residuales de proceso y formulaciones gastadas de
pﬂocesos de preservacion de la madera en plantas que utilicen formulaciones de crecsota; residuzles
"deg procese y formulaciones gastadas de procesos de preservacion de la madera en plantas que uiilicen
formulaciones inorganicas que contengan arsénicc o cromo para preservar la madera; lixiviados
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(iquidos que han percelado a través de residuos dispuestos en tierra) resuitantes de la disposicion de
unc ¢ mas de los residuos peligrosos sefialados en la norma; residuos resultantes de la incineracion o
fratamiento térmico de Sueios contaminados con los residuos peligrosos {o-clerofenil), tiourea/z-
ciorofeniltiourea; 2,3,4,6-tetraclorofenc!; 2,4,5-triclorofenc!; 2,4, 5-triclcrofenoxiacetico, acido/2,4 5-t:
2.4 8-triclorofenol; 2,4-dinitrofenol; 2-ciclohexil-4,6-dinitrofencl; 3-clorapropionitrilo: 4,6-dinitro-o-cresol,
y sales; 4-aminopiridina; 5-(aminometi)-3isoxazolol; acetamida, g1158n-(aminotioxometil)-/1 -aceti-2-
tlorea; - acroleina/2-propenal: 3-cloropropionitrilo; aldicarb suffon; aldrin; alfa alfa-
dimetilfenetilamina/bencenocetanamina, alfs-aifa-dimetit; aifa—naﬁiltiouréaftiourea, 1-naftalenil; alilice,
alceholl/2-propen-1-ol; aluminio, fosfuro de; amonio, picrato deffenol, 2,4, 6-trinitro-, amonic sal: amonio
vanadaio de; arsénico h3aso4; arsénico, oxido as203; arsénico, axida as2o8; aziriding, 2-metil-/1,2-
propilenimina; azirina/etilencimina; bario, clanuro de ; bencenotiolftiofeno!,  penzilo, clorure
de/clorometilbencens; berilio, polvo de (todas las formas); bromoacetona/2-propanona, 1-bromo-;
brucina; caicio, cianuro de ca(cn)2; carbofurano; carbono, disulfuro de; carbosuifan; acido; cianégenc,
cierure de {en)cl; cinogeno/etanodinitriio; sales solubles de (no espedificadas de otra manera);
cloraceialhido; cobre; cianuro de cufen); diclorofenilarsina; diclorometi éter/metano, oxibis/cloro:
- dieidrin;  dietilarsing;  diefil-p-nitrofenil, fosfatoffosférico  acido,  diefil  4-nitcfenil éster;
diisopropilflucrosfesfato  {dfp)/fosforofiourhidrico acide, bis(1-metiletil} éster dimetilan; dimstoate
- dinoseb/fenol, 2-(1-meitilpropil)-4,6-dinitro; disulfoton; ditiobiuret; endosuffan; endetal: endrin v sus
metabaolitos; epinefrina; estricnidin-10-ona, y sales/estricnina, y sales; famfur; fenilmercurio, acetato
de/mercurio, (acetato-o)fenil-; feniltiourea; fisostigming; fisostigmina, saliciiato de tiuring;
flourcacetamida/2-ficuroacetamida; flouroacetico, acido, sal de sodio; forate: formetenato, hidrocloruro
de; formparanato; fosfina/fosfhidrico, acido; fosgeno; heptacloro; hexaetil ietrafosfatoitetraiosforico,
acide, hexaelil éster; isodrin; isolan<, manganeso dimetilditiocarbamato; m-cumenil metiicarbamato3-
isoprepiifenii n-metilcarbamato; mercurio fulminata; metil hidracina; metil isocianato/metanc, isocianato-
. metil paration/fosforotioco acido, o,0-dimetil o-(4-nitrofenit) éster; metilactoniiriio/propanonitrilo, 2-
hidroxi-2metil; meticcarb; metolcarb/carbamico acido, meti-, 3-metilfenii éster: metomil: mexacarbato:
nicoting, y sales/pirdina, 3-(1-metil-2-pirrolidinil)-, (), vy sales: nique!l carbonil nifcoyd, {t-4)- niguel,
cianuro de ni(ch)2; nitrégeno, oxido defnitrice, oxido (no): nitrégeno, didxido de: nitroglicerina/1.2,3-
propanctriol, trinitrato  de; n-nitrosodimetilaming; n-nitrosometilvinilaminag;  o-o-dietil g-pirazinil
fosforotioato; octametiipirofosforamida/difosforamida, cctametil, osmio oxido oso4, (i-43: oxamii: .
paration; p-cloroanilina/bencenamina, 4-cloro-; pentaciorofenot; plate, ciznuro de ag(cn); plumbano,
tetraetii-fetrastiio de plomo; p-nitroanilina’bencenamina, 4-nitro: potasio, cianuro de k(cn}; potasio de
plata, cianuro de /argentato(l-), bis(ciano-c)-, poiasic; promecarb/fencl, 3-metil-5-(t-metiletil)-, metil
carbamatc; propanoniiriio; propargil aicohol/2-propin-1ol; setenoures; silvex {2,4.5-tp)/propancico
- acido, 2-(2,4,5-triciorofexoxi)-; sodio, azida de; sodio, cianuro de nafcn); talio, oxido de/taiico, oxido
t1203; faiio, selenita de; talio, suifato de; tetraetilpirofosfato/difosforico acido, tietrastil éster
tetraetilditiopirofosfato/tiodifosforics acido, tetraetil ester; Jetranitrometano; tiofanax;
tiosemicarbazida/hidrazinacarbotioamida; tirpato; toxafeno; triclorometanotiol; vanadio, oxido de Yy205:
warfaring, y saies, cuando. estan presentes en concentraciones mayores que 0.3%; zinc, cianuros de
zn{cn)2; zinc, fosfuro de zn3p2, cuando estd presente en concentraciones mayores de 10%; ziram;
1,1,1,2<etraclorostano; . 1,1,2,2-tetrackoroetano; 1.1, 2-tricloroetanc; " 1,1-diclorostileno; 1.%-
dimetilhidracina: 1,2.4,5-tetraciorobenceno; 1,2,3.4-diepoxibutano; 1 .2-dibromo-3-cloropropanc; 1,2-
. dipromoetano; 1,2-difenithidracina; 1,2-dimetilhidracina; 1,3,5-trinitrobenceno; 1,3-dicloropropiienc/1-
% propiienc, 1,3-dicloro-; 1,3-propano sultona/1,2-oxatiolanc; 2,2-dioxido; 1,4-dicioro-2-butilenc: 1.4-
* dioxanof/1 4-tietilenoxido; *,4-diclorofenoxiacetico acido/2,4-d; sales y esteres: 2, 4-dinitrotoluenc: 2.5-
‘diclohexadien-1 4-diona;  2,6-diclorofenol: 2,8-dinitrotolueno/2-metil-1, 3-dinitrobencena;  2-4dimetil
Aenot Z-zcetifaminoflucrens/acetamida, n-8h-fluoren-2-il-; 2-cloroetil vinil &ter/etenc, (2-clorostoxii~; 2-
.cEh}ronaftaienofbeta—cioronafta[eno; 2-nitropropano; 2-picolinalpiriding, 2-metil-; 3,3-dicicrobenziding;
'3, 3-dimetilbenzidina; 3,3-dimetoxibenzidina: 3-metilclorantreno; 4.4-metilenbis{Z-cloroznilina); 4-clorc-
o-toluiding, hidroclorure de ; 5-nitro-o-toluidina: 7,1 2-dimetilbenzo(a)antracens; a2213/etanimidoticico
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acido, 2-(dimetilamino)-n-hidroxi-2-oxo-, metil ester; acetilo, cloruro de: acetofenona/1-fenil-etanons;
acetona; acetonitrilo/Z-propanona; acrilamida/2-propenamida;  acrilico acido/2-prapencice  acide:
acrilonitrilo/2-propennitrilo;  aifa,  alfa-dimetil bencilhidroperoxido; alfa-naftilamina/i -nafialenamina;
amitrol/1h-1,2,4-trlazol-3-aminz; anilina/bencenamina; auramina .azaserina/l-sering, digzoacetaio dter:
barban;' benceno; bencang, 1 T—222trlcloroetllenobls~4 metoxi-; bencensu}roml cloruro  de;
bendiocarb; bendiocarh fenol; benomil; benzal, cloruro de/diclorometilbenceno; bencndinqm ,1-befinil- 4-
diamina; venzo(a)an{raceno venzo(a)pireno; venzo(c)acriding; benzotncloro/trlcforomet!ibemeno
peta-naftilamina/2- naftalenemina/2-naftifamina; bromofenil fenil éter: bromometano/bromuro de metilo;
cacedilico, acide; caicio, cromato de; carbamoditicico, acido, 1.2, -etanodiilbis, sales v
esteres/etlIenb[sdlt{ocarbam|c:0 acido, sales y esteres; / e’ﬁlenblsdttlocarbamlco acido, sales y esteres;
carbaril, carbendazirm: carbcfurano fenol; carbono, tetraclorurd de/tetraclorometano carbonge,
oxifluoruro  de; cianégeno, bromurode (cn)br;  ciclofosfamida; ciclohexano; ciclohexanons;
cleral/actaidehido, tricloro; clorambucil; clordano, alfa y gamma isémeros; clomafacina/naftalenamina,
n.n-big(2-cloroetil)-;  clorobenceno;  clorobenilato; cloromrmo!mclorometano clorometii meti
eter/clorometoximetano; creosota; cresoi (cresilico acide/metilfenot: -criseno; erotonaldehido/2-butenai;
cumeno/benceno, (’I—metlie’nl) daunomicina; ddd; dialato; dibenz (a,h)antracenc; dibenzo(z,ilpirenc:
dicutit flalato; diclorodifucrometane; dtcloroetlt éter/etano, 1, T-oxibis(2-cloro); dicioroisopropil
eter/propano, Z,2-oxibis(2-cloro); diciorometoxi etano; dietil ftalato; dietilen glicoi dicarbamato/etansl,
2.2-0xibis-, .dicarbamato; dietilexil #alato; dletllstﬂbesterollfenol 4,4-(1,2-dietil- 1,2-etenediiDbis-:
dikidrosafrote; dimetil ftaiato; dimetit sulfato/su{furrco acido, dimetil éster; dimetilamina/meianamina, n-
metil; dimetilcarbamil, cloruro de/carbamice cloruro de dimetil; di-n-octil fialato; di-n-propilnitrosaminal -
propanamina, n-nitroso-n-prapil-;  dipropilaming/1-propanamina, n-propil-; . epiclarchidrinfoxirano,
{clerometi2-; estrepiozotocina/d-glucosa, Z-deoxi-2-(metinitrosoamino)-carbornoiljaming);
etanal/acetaldehido; eteno, tetraclore-; etil carbamato {uretanc)/carbamico acido, etil ester; eiil &ter; eiil
metacritaio/Z-propenocice acido, 2-metil-, etil éster;: etil mntanosulfonato/metanosu ffonico acido, etil
éster; etilen glicol monoetil éter/etancl, 2-etoxi~; etiieno dicloruro def1,2-diclorostanc; etilentioursa/2-
imidazolidintiona; etilideno, dicloruro defetano 1, 1-dicloro-; etilo, acetato de/acético acido, etil ster:
etno acrilaio del2—propen01co acido, efil éster, fenaceting; fenol; fluoranteno; fluorhidrico, acido:

crmaidehido; 7ormico, acido; fosforo de; ftdlico anhidrido/1,3-iscbenzofurandionz:  furfural:
furfurano/furan, gamma-bhc/lindano; hexaclorobenceno; hexaciorobutadieno/1,3-butadieno, 1,1.2,3,4-
hexaciore, hexaciorociclopentadieno/1,3-ciclepentadieno;  1,2,3,4,5,5-hexacloro;  hexaclorcetano:
hexaclorofeno/z, 2-metillenobis(3,4,6-triciorofenol; hexaclereprepeno/1-propeno, 1.1,2,3,3,3-hexacloro-
. hidracing; hidracina, 1,2,-dietil-; .indero (1,2,3-cd)pireno; isobutil alconhol/1-pronanal, 2-metii-;
isosafrola, kepona; lasiocarping;, maleica, hidracida/3,6-piridazinediona, 1,2-dihidro-, maleice,
anhidrido/2,5-furandiona; malononitrilo/propanodinirilo; m-diclerobenceno/benceno,  1,3-dicloro-;
meifalan/l-fenilalanina, 4-(bis{2-cloroetil)amine); mercurio(fodas sus formas); metacrilonitrilo/2-
propenenltnlo 2-metil; metanol; metapirieno; metil clorocarbonato/carbonocloridice acido, meti! éster:
metil cloraformo/1,1,1 -trlcloroetano metil etil cetora (mek)/2-butanonz; metil etil cetonz perdxido/2-
buranona peroxmio meti! isobutil cetona/4-metil-2-pentanonal4-metilpenianol: metil metacrilato/2-
propanoice acido, 2-metil-, metil éster; metileno bromuro de; metileno cloruro de/metano, diclero- metilo
cléruro de; metilo, ioduro de; metiltiouracilo; mirex; mitomicin ¢; mnng/guanidina, n-meti-n-nitro-n-
nitreso-; naftaleno; n-butil alcohol/1-butanol; nitrobenceno; n-nitrosodietanolaming; n-nitroscdistiizmina;
n-nitresodi-n-butilamina; n-nitroso-n-etilurea; n-nitroso-n-mefilurea; n-nitrose-n- metlluretano/varbamlco
acido, metilnitroso-, etilester; n- mtrosoplpendlna/plperldrna 1-nitrosc; n-nitrosopirrolidina/pirrolidina, 1-
nitroso;  n-propilamina/i-propanaming; oc-o-dietii s-metil ditiofosfato;  o-ciorofencif2-clorofenol: o- -

siclorobenceno;  c-oluidina:; o-toluidina,  hidrocloruro - de;  oxirano/etiieno, oxido  de;
Jodirenocarboxialdehido/glicidilaldehido; -paraldehido/1,3,5-trioxane, 2.4,6-trimeti-; p-cloro-m-cresol/4-
" dipro-3-metifenol; p-diclorobenceno; p-dimetillaminoazobencene; . pentaclorobencenc:

) oemacloroetano pentacioronitrobenceno (penb); piridina; plomo; subacetato/piomo, bis{acetato-
:efra idrocitri-; plomo, acetate de; plomo, fosfeto de; p-nitrofenol/4nitrofencl; profam/carbamico acido.
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fenil-1-metiletii éster; pronamida; propileno, dicloruro de/1 ,2-dictoropropano; propoxur/fenci, 2-(1-
metiletoxi)- metiicarbamato; prosulocarb/carbamoticico acido, dipropii-, s-(fenilmetil) éster; p-toludina:
reserpina; resorcinol; sacarina, y sales/1,2-benzisotiazoi-3(2h)-ona, 1,1-dicxido, y sales; safrote;
selenio, dioxido de; selenio, sulfuro de ses2; sulfhidrico, acido, talio, acetato de; talio, garbonato
de/carbdnico acido, ditaalio(1+) sal; talio, cloruro de; talio, nitrato de/nitrico acido, sal de talio(1+);
fefraclorostileno;  tetrahidrofurano;  ticacetamida/etanotioamida; * tiodicarb;  tiofanato-metil:
tiometanol/metanotiol; tiourea; tiram; toiuendiamina; tolueno, dilsocianate de; toiueno/metiibenceno;
trans-1,2-dicloroetilenc/1,2-diclorostileno;  trialato;  tribromometano/bromoformo: tricleroetileno;
tricloromonofiurometano;  frietilamina/etanamina,  n,n-digtil-;  tripan.  azul de: tris (2.3-
dibromopropif)fosfato/i-propanol, 2,3-dibromo-, fosfato (3:1); uracilo, mostaza de; viniio, cloruro
de/cloroetanc; warfarina, y sales, cuandc estan presemtes en conceniraciones menores gue 0.3%;
xileno, isdmeros; zing, fasfuro de zn3p2, cuando esta presente en concentraciones menores o iguales
a 10%; celdas de desecho en la de baterias niquel-cadmic; pilas o baterias zinc-oxido de plaia usadas
0 desechadas; catalizador gastado con éxidos de fierra, crome y potasio provenientes dei reactor de
deshidrogenacion en la produccién de estireno; catalizador gastado de cloruroc de mercuric en la
preduccion de cloro; catalizador gastade de fa purga de ia torre de apagade en la produccion de
acrilonitrilo; catalizadores gastados en fa produccion de materiales plésticos v resinas sintéticas;
caializadores gastados de vehiculos automotcres; escorias provenientes del horno de fundicion de
chatarra en {a produccion de aluminio; escorias provenientes del horno eléctrico en la produccion de
fosforo; escorias provenientes del horno en la produccién secundaria de cobre; escorias provenientes
del horno en la preduccion secundaria de plomo; lodos de los tangues de enfriamiento con aceites
utilizados en las operaciones’ de tratamiento en caliente de metales; lodos provenientes de las
operaciones de decapado o del desengrasado; lodos provenientes de los bafios de cadmizade,
cobrizade, cromado, fosfatizado, latonado, nigueladoe, plateado, tropicalizado o zincado de piezas
metaiicas; lodos del anodo eleetrolitico en la produccion primaria de zing; lodes del equipo de contro!
de emisiones; lodos dei equipo de control de emisiones de hornos eléctricos en la produccién de hierro
y acerc; ledes del lavador de gases en la fundicion y refinado de aluminio; iodos de la manufaciura de
aleacicnes de niquel; [odos de las purgas de las plantas de caido en la produccién primaria de cobre;
icdos del equipo de control de emisiones de la produccion de ferroaleaciones de hierro-cromo-silico:
lodos provenientes de la iaguna de evaporacion en la produccién primaria de plome; lodos dei eguipo
de control de emisiones del afinado en la preduccion primaria de plomno; lodos generados en el proceso
de desencalado v depilado; lodos generados en el proceso de pelambre o depilade {encalado}; indos
generados en |z etapa de curtido al cromo; lodos de las aguas residuzles de los sistemas de lavade de
emisiones atmosféricas; lodos de tanques de almacenamiento de mondmeros; lodos generados en las
casetas de gplicacién de pintura; lodos producto de la regenaracion. de aceites de enfriamientos
gastados; lodos de los separadores api y carcamos en la produccién de petroguimicos; lodos de
destilacion de solventes; lodos de tratamiento de las aguas residuales provenientes de las operaciones
de enjuague de piezas metalicas para remover soluciones concentradas; iodos de fratamiento de aguas
residuales en la produccidn de baterias plomo-acide; iodos del tratamiento de aguas residuales en ia
produccion de baterias niguel-cadmio; lodos del tratamiento delas aguas residuales en la produccion
de écido fluorhidrico; poivos del equipo-de controi de emisiones de hormos eléctricos en la produccian
de hierro v acero; polvos, det equipc de centrol de emisiones dei afinado en la producsién primaria de
plomo; polvos def equipo de contro! de emisiones de ia produccién de ferroaleacionas de hierro-cromo;
poivos del equipo de contro! de emisiones de la produccion de ferroaleaciones de hierro-cromo-siiico;
polvos recuperados en el precipitador electrostético o casa de bolsas en ia produccién de fosforo;
aceites gastados en las operaciones de tratemiento en caliente de metales; sales precipitadas de los
JSBafios de regeneracidn de niguel; residuos conteniendo mercurio de los procesos electroliticos:

‘residucs de catalizadores agotades; colas en las planias de manufactura de ferroaleaciones de hierro-

niquel; purgas de la planta de 4cido en la produccién primaria de zing; residuo de lixiviade de Iz planta

de cadmio en la produccién primaria de zinc; residuo de soldadura en lz produccion de circuitos
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electrénicos que contengan plomo u otros metales de ia tabla 2 de esta norma; residucs de soiventes
empieados en la impieza de las placas en [z produccidn de circuitos electronicos: residucs generados
en la preparacion de pigmentos magnéticos y en la preparacion de la mezcla de cobertura en ia
produccion de cintas magnéticas; residuos provenientes del recubrimiento de fubos elecirénicos
durante la produccién de ios mismos; residuos que contienen eromo por encima de fos imp. de Ia tabla
2; sales o soluciones utilizadas en el proceso productor sean de cromo trivalente; residuos de acidos
gastados de fa manufactura de dinamita y pélvora; residuos de la manufactura de cerillos y preductos
pirotécnicos; residuos de la manufactura de propelente solido; fondos de tangues de almacenamiento
de monomeros en la produccién de materiales de plastico y resinas sintéticas: zceites gastades de
corte y enfriamiente en las operaciones de troqueiado, fresado, taladro vy esmerilado; carbén activado
agotado proveniente del sistema de emisiomes de la esaseta de pintade; residuos del proceso de
extruccion de tuberias de cobre; residucs de las operaciones de limpieza alcalina o acida; aceftes
solubles en acido (asas) provenientes de los procesos de aiquitaeidh de hidrocarburos: aminas
gastadas, filtros de amina contaminada, lodos de amina, sofucién acussa de amina contaminada,
producios de la degradacion de ia amina, asi somo solidos recuperados (fondos) provenientes dei
proceso de endulzamiento del gas v condensados amarges; otres productos de la degradacion de
aminas del proceso de endulzamiento y fraccionamiento de azufre; clorados intermedics provenientes
de! fondo de la columna de mondmero de viniio; clorados pesados provenientes de los fondos de la
celumna de purificacion de dicloroetano; derivados hexaclorados y provenientes de los fondes de |a
columna de recuperacién de percioroetileno; poiimero de la purga de la torre de apagado en la
produccion de acrilonitriio; residucs de fa deshidrogenacion del n-butano en la produccién de butadieno:
sedimento impregnado de hidrocarbure provenientes de las corridas de dizblo; sosas gastadas ¥ $0S3s
fendlicas provenientes de los procesos de endulzamiento de hidrocarburos; pasia de desecho en la
produccién de pilas secas (celdas primarias-aicalinas y acidas); residuos de los hornos de la preduccion
de baterias de mercurio,; felpas impregnadas de pigmentos de cromo y picmo; residucs de agentes
secantes para pirturas, lacas, barnices, masillas para resanar y productos derivados: residuos de
disolventes empleados en el lavado de los equipos de proceso; residuos de monémeros
autopolimerizables; residuos de retardadores de -flama; residuos del equipo de conirol de la
centaminacion del aire; los medicamentos fuera de especificaciones o caducos gue no aparezcan en
los listados 3 v 4 de esta norma oficial mexicana; residuos biolégices no inactivados de ia produccién
de biclégicos y hemederivados que contengan consiifuyantes toxicos de ios listados 3 v 4 de esta
norma; residuos biologice infecciesos, patolégicos; residuos de la produccion de farrnaguimicos y
medicamentos gue contengan constituyentes toxicos de los listados 3 y 4 de la NOM-052-SEMARNAT-
2008; filtro de ayuda gastado (tortas de filtros) en la produceién de fosforo v pigmentos de cromo v
derivados; residucs de la produccion de carbonilio de niquel; medios filtrantes gastados de Iz
produccién de 2 4 8-tribromiofenol; residuos y subproductos del reactor en la produccicrn  dal
nitrobenceno; residucs de la destiiacién en i@ produccidén de; -anhidrido ma'eico: residuos de la
produccidn de 2,4,6-tribromofenol; residucs de las tforres de lavado de gases en la produccién de metil
etil piriding; agentes mordientes gastados residuales; residucs Acidos o alcalinos; residuos de
adhesivos y polimeros; residuss de agenies enlazantes y de carbonizacion: residuos provenientes dej
blangueado; cenizas de incineracior de residuos; gasoling, diése! y gas nafta gastados o sucios
proverientes de estaciones de servicio y talleres automotrices; residuos de liquido blanqueador, fijador,
estabilizador y aguas de enjuague provenientes del revelado de papei fotografico, piacas radiograficas
2 de rayos x y fololitos; soluciones gastadas de los bafios de anodizacion de aluminio; soluciones
‘gastadas de cianuro de los crisoles de limpieza con bafios de sales en ias operaciones de tratamiento
en caliente de metales; soluciones gastadas provenientes de las operaciones de decapade; soluciones
gastadas -provenientes de los bafos de cadmizado, cobrizado, cromado, estaftade, fosfatizade,
latonadoe, niquelado, plateado, tropicalizado o zincado de piezas metaiicas: solucién gastada dei lavador
de gases que provienen del proceso del afinado en la produccién primaria de plomo; soluciones acidas
gastadas provenientes de la limpieza en la preduccion de semiconductores; solucicnes gastadas
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provenientes del bafio de plaqueado en ia produccion de circuitos electronicos; soluciones gastadas de
los bafios de templadc provenientes de jas operaciones de enfriamiento; soluciones gastadas
provenientes de la extruccion; soluciones gastadas generadas en los procesos de preservacién de la
madera; ldmparas fiuorescentes con mercurio; baterias de 4cidos lfquidos; baterias automotrices; pilas
alcalinas; bateras niguel-cadmio: quimicos obsoletos ¢ caducos: . catalizadores agotados; trapo o
textiles contaminados con pintura, solventes, aceites y resinas; solidos contaminades con
hidrocarburos; materias primas caducas contaminadas con  hidrocarburos y/o aceite, pinturs,
combustible liquido inflamable, solventes, aceite usado, aceite soluble, aceite refrigerante, aceite
hidraulico, aceite con agua, sclvente sucio, solvente con agua sclvente con aceite, solvente organico,
.Sofvenie inorgénico, turbosina contaminada, glicol contaminado, aicoho! contaminado, llzntas usadas
(mentacargas, automotrices, patin}, envases vacios de plastico y metal contaminados de diferentes
capacidades, mangueras, equipos eléctrico, polvos abrasivos, tintas y/o pintura contaminadas, poiiol
contaminado, vidrio contaminado, fillros automotrices, acidos, palimeros, revelador sucic, chatarra
contaminada, residucs de laboratorio, emulsién contaminada, hexano contaminado, fibra de vidrio,
polvo epdxido, sulfato clprico, tonner centaminado, oxido de aluminio, mercapiano, nitrato de plata
balasiras contaminadas, purgas de compresor y arena silica: en el almacén ubicado en Carrstera
isidre Fabeia Km. 7, Paraje de Isidro Fabela, Comunidad & Cerrillo, Lerma, Estade de México,
con capacidad anual para ef almacenamiento de 3,500 (tres mil guinientas) toneiadas en un area
de 1720 m2 ‘ ' -

TERCERQ.- 3e hace constar gue salvo las modificaciones antes.sefisladas, son validos los demas
términos y condicicnantes establecidos en la Autorizacidn de Centro de Acopio de Residuos Peligrosos
No. 15-1-42-08, emitidas por esta Delegacién Federal mediante Oficio No. DEMARNAT/2894/2008 de
fecha 25 de noviembre de 2008 vy sus modificaciones.

CUARTQC.- En caso de presentarse algln tipo de contaminacioén Que represente una contingencia, !
titular debera reparar, compensar y mitigar el dafio ambiental que se ocasione, de conformidad con lo
esiipuiado en ia Ley Federal de Responsabilidad Ambiental,

QUINTC.- La Procuraduriz Federal de Proteccion al Ambiente es la encargada de verificar ai
cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidas en la autorizacion y sus modificacicnes.

SEXTC.- El presente oficio se emite en apego al principio. de buena fe al que se refiere el ariiculo 13
de iz Ley Faderal de Precedimiento Administrative, tomando por veridica la informacién presentada por
ef {. José Armando Ruiz Ramirez, Representante Legal de la empresa denominada iNGENIERIA
AMBIENTAL iNTE_GRAL S.A. DE C.V. En caso de existir falsedad en la informacion el promaovente se
nard acreed?r ge iﬁs sanc:one.s CO%?@PE;«.”%%E%‘?E E%@ﬁ%@;@ﬁ@bﬁ@”al Federal.

. v REC, NATURALESD
ATENTAMENTE
EL DELECADO FEDERAL

';l 1 o3 [ ! £
-/ uuum&.?\rf
. Y T e A L ELERAL
FRANCISCO GSORNG SOBERON DELEGACION 3 ;EM};\, S0
A TN EL ESTADD DS VS8 e Bitacora: 15/H5-0885/09/16
' P , L : FOLIO: 007724
tie. Cesar Muriflo Judrez, Director General de Gestién Integral de ilateriales y Actividades Riesgosas- México, D.F.
il en C. Ana Rigrgarita Romo Ortega, Delegada de fa Procuraduria Federal de Proteccion af Ambiente en el Estado de
México.- Toluce, Méxice. 4 : )
ing. José Ernesto Marin Mercado; Subdelegado de Gestién para la Proteccién Ambiental ¥ Recursos Naturales, Edificio
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Delegacion Federal de la SEMARNAT en el Estado de México
Version plblica de Modificacion a fa Autorizacién de Centro de Acopio de Residuos Peligrosos.
Parte o seccidn clasificada: Datos personales.

Clasificacion de informacion confidencial con fundamento en la LGTAIP articulo 116 y LFTAIP
articulo 113, fraccidn I; por tratarse de datos personales concernientes a una persona fisica
identificada o identificable.

Firma del titular del drea: Méximo Quintana Haddad

Fecha de sesién del Comité: 27/enero/2017; nimero de acta: 02/2017




